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(21) 1-2020-01631 

(57) Sáng chế đề cập đến chất lỏng đánh bóng, phương pháp sản xuất nền thủy 

tinh, và phương pháp sản xuất đĩa từ. Đặt đường kính hạt là Dx [μm] khi thể tích 

hạt tích lũy được tích lũy từ phía đường kính hạt nhỏ đạt x[%] tổng thể tích hạt 

trong sự phân bố kích cỡ hạt thu được theo xeri oxit được bao gồm trong chất lỏng 

đánh bóng sử dụng phương pháp phân tán/nhiễu xạ laze, D5 là 1 μm hoặc nhỏ 

hơn, và sự chênh lệch giữa D95 và D5 là 3 μm hoặc lớn hơn. 
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